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内容概要

本书是国际上第一本详细介绍脉冲激光沉积动力学原理的专著。
主要介绍了作者建立的反映该技术各个阶段物理过程的统一动力学模型；反映等离子体演化近场、中
场和远场行为的基本方程，以及椭球羽辉形成的机制；关于烧蚀阶段中固液相界面动态规律，以及热
源项、蒸发项、吸收率动态变化和非傅里叶效应的影响；等离子体薄膜蒙特卡罗(Monte carlo)模拟，
以及在生长过程中若干自组织现象规律。
    本书完整、深入地总结了作者在自洁净玻璃和空芯光纤的研究中诸多具有独创性的研究成果：在玻
璃基上制备具有光催化和节能双重功能的Ti02薄膜和TiO2／TiN／TiO：多层薄膜；制备以石英玻璃毛
细管为基的多种高反射薄膜、不同体系的全反射薄膜等多种体系材料，并用于制备空芯光纤。
有关材料的制备工艺、性能表征和机制研究具有深远的应用背景。
    本书的两部分具有相对的独立性，但是内容彼此呼应，具有内在的逻辑联系，互补性很强，形成完
整的科学结构。
因此，尽管本书的内容完全取自最新研究成果，但是其系统性和可读性却很强。
本书适合于从事材料科学和凝聚态物理研究的科学工作者，也可作为有关领域的博士生或硕士生的教
科书和参考书。
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作者简介

张端明。
华中科技大学特聘教授，凝聚态一材料物理中心学术委员会主任.博士生导师.湖北省物理协会理事。
在特种纳米复合功能材料及激光沉积动力学、复杂网络拓扑结构及功能、非均匀颗粒系统和非平衡随
机动力学、基础量子理论以及有序介质的拓扑理论等领域的研究中，成果卓著。
在《美国物理评论》、《应用物理》、《欧洲物理》、《中国物理快报》等权威杂志上发表论文约210
篇，出版专著及教材10本，获国家专利1项，主持国家级和省部级科研项目20余项。

    在科研和教学工作中多次获得国家级、省部级奖励。
教授量子场论、规范场论、固体量子场论、铁电和铁磁物理、群论、基本粒子物理学、原子核物理、
非线性物理、早期宇宙学、量子力学、热力学与统计物理学等30余门课程。
历访国际理论物理中心、莫斯科大学、哈佛大学、麻省理工学院、纽约大学、康乃尔大学、宾夕法尼
亚大学等，多次参加国际学术会议。
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第7章　薄膜生长过程研究第8章　相爆炸和PLD技术机制研究最新进展第9章　TiO2薄膜光化催化自洁
净玻璃的溶胶-凝胶技术制备研究第10章　TiO2薄膜的磁控溅射法制备第11章　玻璃基TiO2/TiN/TiO2
多层膜的溅射制备第12章　石英玻璃毛细管内高反射薄膜的制备第13章　全反射与全反射薄膜空芯光
纤第14章　毛细管内薄膜制备技术的研究第15章　致密氧化铝薄膜全反射空芯光纤的研究第16章
　GeO2基全反射薄膜空芯光纤的制备研究跋后记
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